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Sposéb wytwarzania teksturowanych powierzchni ptytek krzemu,
zwlaszcza do ogniw stonecznych

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania teksturowanych powierzchni plytek
krzemu, zwtaszcza do ogniw stonecznych.

Dotychczas znany z publikacji F. Restrepoi C.E. Backus’a w IEEE ,Trans. Electron Devices®,
ED-23, 1195 (1076). Spos6b wytwarzania  teksturowanych powierzchni krzemu polega na naste-
pujacym post¢powaniu. Przygotowanie plytek krzemu do roztwarzania polega na ich myciu w
stezonym kwasie siarkowym o temperaturze 423 K, ptukaniu w wodzie dejonizowanej, zanurzeniu
w buforowym roztworze kwasu fluorowodorowego, ponownym ptukaniu w wodzie dejonizowane;j
i suszeniu. Bezposrednio przed roztwarzaniem plytki krzemu zanurza si¢ w goracym czterochlorku
wegla lub dowolnym zwiazku organicznym w celu wytworzenia na powierzchni krzemu zarodkéw
weglika, ktore nie roztwarzajac si¢ w procesie roztwarzania krzemu w roztworze wodorotlenku
potasu, glikolu etylowego i wody stanowig centra, na ktédrych powstaja ostrostupy. Nast¢pnie tak
przygotowane plytki krzemu roztwarza si¢ w goracej trjsktadnikowej mieszaninie wodorotlenku
potasu, glikolu etylowego i wody.

Niedogodnosci techniczno-uzytkowe tego sposobu wytwarzania teksturowanych powwrzchm
krzemu sa nast¢pujace. Zasadnicza niedogodnoscia s3 ucigzliwe warunki przygotowania ptytek
krzemu do roztwarzania, wynikajace z koniecznos$ci stosowania goracych czynnikow organicznych
i goracego stezonego kwasu siarkowego. Nastgpna niedogodnoscia jest koniecznos$é wytwarzania
zarodkow weglika krzemu przed roztwarzaniem. Kolejng niedogodnoscia s3 trudnosci zdoborem
parametréw roztwarzania krzemu, ktére decyduja o jakosci otrzymywanej powierzchni.

Istota wynalazku polega na tym, ze przed roztwarzaniem ptytki krzemu traktuje si¢ miesza-
ning chromowg a nast¢pnie 10-40% roztworem kwasu flurowodorowego, po czym roztwarza si¢ w
1-10 molowym roztworze wodorotlenku sodu o temperaturze 313-383 K.

Zalety techniczno-uzytkowe wynikajace ze stosowania sposobu wedtug wynalazku sa nastg¢pu-
jace. Zasadnicza zaleta s3 dogodne warunki prowadzenia przygotowania ptytek krzemu do roztwa-
rzania. Nast¢png zaleta jest wyeliminowanie koniecznosci wytwarzania zarodkow weglika krzemu
przed roztwarzaniem. Kolejna zaleta jest tatwo$¢ doboru parametréow roztwarzania krzemu.
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Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przyktadzie wykonania. Ptytk¢ krzemu o orienta-
cji (100) typu p lub n oraz o rezystywnosci rzgdu 107-10"" Om mocuje sie w uchwycie do
roztwarzania, a nast¢pnie myje si¢ w mieszaninie chromowej, plucze w wodzie dejonizowanej,
zanurza w 20% roztworze kwasu fluorowodorowego, ponownie ptucze w wodzie dejonizowane;j,
po czym roztwarza si¢ w 5% molowym roztworze wodorotlenku o temperaturze 353 K przez 30
minut. Po tym czasie plytk¢ krzemu ptucze si¢ w wodzie dejonizowanej i suszy.

W procesie roztwarzania powstaje nieciggta warstwa uwodnionego dwutlenku krzemu, ktéra
stanowi swoistg maske podczas roztwarzania krzemu, poniewaz szybkos¢ roztwarzania dwutlenku
krzemu w roztworze wodorotlenku sodu jest znacznie mniejsza od szybkosci roztwarzania krzemu
w tym roztworze. Otrzymuije si¢ powierzchni¢ pokryta réwno bardzo duza iloscia (rzgdu 10%/cm?)
ostrostupow. Tak steksturowana powierzchnia wykazuje wysoki wspdtczynnik absorpcji §wiatta
wskutek wielokrotnego oddziatywania §wiatta migdzy ostrostupami. Zastosowanie krzemu o tak
steksturowanej powierzchni do ogniw stonecznych podwyzsza ich sprawnos¢.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania teksturowanych powierzchni plytek krzemu, zwtaszcza do ogniw stone-
cznych, polegajacy na przygotowaniu plytek krzemu do roztwarzania przez traktowanie czynni-
kiem silnie utleniajacym, ptukaniu w wodzie dejonizowanej, traktowanie roztworem kwasu
fluorowodorowego, ptukaniu w wodzie dejonizowanej, a nast¢pnie roztwarzaniu w roztworze
zwigzku powstajagcego w wyniku dziatania wody na tlenek metalu, znamienny tym, ze przed
roztwarzaniem ptytki krzemu traktuje si¢ mieszaning chromowsa a nast¢pnie 10-40% roztworem
kwasu fluorowodorowego, po czym roztwarza si¢ w 1-10 molowym roztworze wodorotlenku sodu
o temperaturze 313-383K.
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